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摘要(译)

本发明一般涉及用于获得介质的发色团浓度的绝对值和/或其比率的绝对
值的装置和方法。特别地，本发明涉及用于确定脱氧和/或氧合血红蛋白
的绝对值及其在生理介质中的比例的连续波光谱光学系统和方法。光学
系统通常包括（1）与介质光学耦合并向介质照射具有不同波特性的多组
电磁波的源模块，（2）与介质光学耦合并检测电磁波的检测器模块，和
（3） ）处理模块可操作地耦合使用检测器模块，并根据应用于源和检
测器模块的多个波动方程确定浓度的绝对值及其比率。处理模块被设计
成通过一种方法获得这样的绝对值，该方法通常包括以下步骤：（1）获
得多组波动方程，（2）从中消除依赖于源的参数和依赖于检测器的参数
以获得一组中间方程，（ 3）提供介质依赖性和几何依赖性参数与发色
团浓度或比率之间的相关性，（4）将相关性结合到中间方程组中，和
（5）获得发色团浓度和比率的绝对值它们。
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